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　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

表　　題 情報記録原盤製造方法

技術分野 電気・電子

適応製品 光ディスク（CD)

目　　的 記録媒体の垂直方向に深度の異なる記録マークを形成することで，大容量のCDを実現す
る原盤の製造方法において，より高密度化が可能となる記録マーク幅一定の製造方法を提
供する。

技術概要 それぞれ異なる複数の波長に反応するフォトレジスト膜を複数層形成し，記録情報に基づ
いて波長を変えたレーザ光を照射することにより，幅一定で深度の異なる露光反応部が形
成され，現像処理をすることにより露光反応部のフォトレジスト膜が除去され，深度の異なる
記録マークが記録原盤に形成される。ここで，例えば3層の場合，λ１のレーザを照射すると
第一層だけが露光反応し，λ２のレーザでは第一，二層，λ３のレーザでは第一，二，三層
が露光反応する。
このように従来のレーザパワーを変える方式では困難であった幅一定の凹部が形成できる
ことにより，記録媒体の記録密度を大幅に向上することができる。

NUBIC管理番号: 2001000156 整理番号 10293 担　当　者: 中西　哲也

記録媒体

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申し込みください。
（FAX、e-mail、郵送いずれでも可。）
各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時

氏　　名
(ふりがな)

会社名 

所　属 役　職 

電話番号 FAX番号 

E-mail 

連絡事項 

2004年11月6日

【申込み・問い合わせ先】
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